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Limpieza y activacion de superficies de aluminio
mediante postdescargas de plasmas de microondas
generadas a presion atmosférica
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El aluminio es uno de los materiales mas utilizados en industrias tan diversas como la automocion, la con-
struccion o la fabricaciéon de envases para alimentacion, pero suele presentarse recubierto de una pelicula
de hidrocarburos, que evita la corrosion y la adhesién de otros materiale, y que debe ser eliminada antes de
aplicar tratamientos de acabado.

En este trabajo se presenta una alternativa a los proceso quimicos convencionales para la limpieza y activacion
de superficies de aluminio basado en el uso de postdescargas de plasmas generados a presién atmosférica, cuya
principal ventaja es su efectividad a distancias un orden de magnitud superiores a las consideradas hasta la
fecha.

Los resultados muestran un aumento de la hidrofilicidad y la energia libre superficial hasta valores de 77
mJ/m2, muy superiores a los de las muestras no tratadas que se encuentran en torno a 37 mJ/mz2, siendo el
mismo efectivo a distancias de hasta 5 cm. El analisis de las muestras tratadas mediante espectroscopia XPS
revela que estas modificaciones se deben en parte a una reduccion de la cantidad de carbono en la superficie
(limpieza), asi como a un aumento de los radicales OH presentes en la misma.
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